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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示像素结构及其制作方法。该液晶显示像素结构
包括：下基板(1)、设于下基板(1)上表面的钝化层(2)、设于钝化层(2)上
的像素电极(3)、上基板(4)、及设于上基板(4)下表面的公共电极(5)；每
一像素设置多畴；一个像素内，所述钝化层(2)包括至少两种不同深度的
沟槽结构，所述像素电极(3)连续不间断的覆盖于所述沟槽结构上，所述
不同深度的沟槽结构将一个像素划分成不同区域，实现在同一驱动电压
下，一个像素内不同区域的液晶产生不同的偏转角。本发明的液晶显示
像素结构，能够显著改善大视角下的色偏现象，并使驱动控制电路简
单，像素开口率高。
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